CZ 2010 - 222 A3

PRIHLASKA VYNALEZU

zverejnena podle § 31 zakona ¢. 527/1990 Sb.

(22) Piibtiseno. 24.03.2010

((]191[(,\ {40) Datum zvetinéni prihlasky vynalesu: 05.10.2011
REPUBLIKA (Véstnik ¢. 40/2011)

URAD '
PRUMYSLOVETIO
VLASTNICTVi

(21) Cislo dokumentu:

2010-222

(13) Druh dokumentu: A3

(51) Int. Cl.

AGIL 2/14
AGIL 101/10
HOIT 7/00
HO5H 1/52

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

(71) Prihlasovatel
Ceska zemedelska univerzita v Praze. Praha 6. CZ
(72) Pivodee:
Sedy Vaclav, Praha 6, CZ
Sedladek Jan RNDr. Ph.D., Praha 6. CZ
(74) Zastupee:
RNDr. Jan Sedlatek, Ph.D., K Horomé&ricim 1185/55,
Praha 6, 16000

(54) Nazev piihlashy vvnalezu:
Rotacnai dielektrické jiskFisté

(57) Anotace:
Reseni se zabyvd novym zpilsobem ziskavani vétdich objemd
studend plazmy smisendé s ozonem. Kladnymi a zapornymi
ionty a nanoc¢asticemi riznych kovii. ktery se vyznaduje tim.
Ze plazma se vytvafi na obvodu dielektrické vrstvy umisténé
mezi dvéma izolovanymi vysokonap&tovymi elektrodami a
treti elektrodou z vhodného piidavného kovu, umisténou
aupiiklad na vetuli vétraku,
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Popis vynalezu

Rotalni dielektrické jiskFiste

Oblast techniky:

Sterilizace biologickych materiald.

Dosavadni stav techniky:

V soucasné dobé se ke sterilizaci biologickych materialt pouzivaji pievazné chemické
slouceniny ve formé kapalin a plyna (napf. dezinfekce opera&nich salti, kde se uZiva
vaporizovany peroxid vodiku). Nejnové;ji se testuji prostiedky se studenou plazmou. Sterilizace

témito zplsoby je pouze prechodna a musi se obnovovat,

Podstata vynalezu:

I. K vyrobe studené plazmy se v tomto piipadé pouZiva rotaéni dielektrické jisk#ists, které
je napdjeno vysokym stejnosmérnym, anebo stfidavym nap&tim. ReZim vzniku studené
plazmy se da plynule ménit nastavenim podminek doutnavého vyboje v jiskFisti.

2. Kromé vzniku ionizované studené plazmy dochazi vlivem doutnavého vyboje k
rozpraSovani nanocastic materialu elektrody.

3. Dezinfckeni G¢inek se tedy nezaklada pouze na pusobeni studené plazmy jako

v obvyklych ptipadech ale navic také na trvalém piisobeni rozpradenych nanoéastic.

Priklad provedeni technického feseni:

Technické zafizeni je vysvétleno pomoci obr. 1, ktery znazorfiuje moZny piiklad mechanického

provedeni.




Zatizeni — rotatni diclektrické jiskiisté se sklada ze dvou kovovych prstenctt 1 pokrytych
dielektrickou vrstvou 2. Tyto kovové prstence 1 jsou uloZeny do plastové armatury vétraku 3.
Mezi obéma kovovymi prstenci 1 se nachazi vrstva izolantu 4. Na rota¢nim segmentu vétraku 3,
ktery se ota¢i kolem osy 6 je umisténa zkratovaci elektroda 7. Na kovove prstence 1 je pfivedeno
vysoké stejnosmémé nebo stiidavé napéti z vysokonap&tového zdroje 8. Mezi kovovymi
prstenci 1 a zkratovaci elektrodou 7 vznikd na dielektrické vrstve 2 doutnavy vyboj, ktery je
zdrojem studené plazmy, kladnych ncbo zapornych iontd a nanocastic, které vznikaj

odpafovanim material zkratovaci elektrody 7.

Prikiady primyslového vyuziti:

1. Dezinfekce vzduchu v riiznych prostiedich (idealni vyuziti v operacnich salech, ¢ekarnach a

ordinacich u lékafe a leteckych kabinach).

2. Odstratiovani zdpacha (lednigky, WQ).

3. Zvy3eni trvanlivosti masa, zeleniny v lednicich ¢i potravinafskych a jinych provozech.

4. Lékarska praxe (popaleniny, dentalni problémy)

5. Zemédelstvi (napt. sklady, skleniky)
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PATENTOVE NAROKY

Rotaéni dielektrické jiskfiste

1. Zpisob likvidace mikroorganizmii,vyznaéujici se tim, csena
mikroorganizmy plisobi sou¢asné ozonem, kladnymi a zapornymi ionty a nanoéasticemi
dezinfekéntho kovu rozptyleném ve vhodném nosném plynu, Jehoz souéasti je studena plazma

2. Zpusob vzniku smési dezinfekéniho plynuvyznaéujici se tim,
Ze se tento vytvari ve vysokonapét'ovém jiskfisti s Fizenym rezimem, jehoz clektrody obsahuji
dezinfekéni kov ¢i jeho slitinu.

3. RotaénijiskiiStt vyznadujici se tim,Zeje tvofeno vodivymi elektrodami (1) a (7)
s povrchovou dielektrickou vrstvou (2).
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Obr.1: Mechanicke provedeni rotaéniho dielektrického jiskiiste
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